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tenutosi il giorno 25 settembre 2018

Il gruppo AQ, del CdS in Design per la Moda, composto da:
Alessandra Cirafici (responsabile);

Pasquale Argenziano,

Marco Calabro,

Caterina Cristina Fiorentino,

Manuela Piscitelli

Si e riunito nella sede del DADI il giorno 25 settembre 2018.

1. Analisi del documento di autovalutazione ai fini della sua redazione
Durante l'incontro i componenti del gruppo AQ del CdS, coadiuvati da Alessandra Avella, quale
esponente della Commissione Paritetica, si & analizzato il documento di autovalutazione la cui
redazione & stata richiesta dal Presidio di Quallita di Ateneo. Sono stati analizzati i singoli indicatori
e si & provveduto a suddividere il lavoro di analisi propedeutico alla redazione del documanto.

2. Analisi dei dati relativi alle Opinioni degli studenti
L’analisi degli esiti dei questionari sulle opinioni degli studenti: ci si € confrontati sugli aspetti della
didattica compatibili con le responsabilita del CdS al fine di sottoporre in seno al Consiglio di CdS
opportune misure correttive.
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